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Streszczenie

Opracowana technologia wytwarzania samonaprawialnych powtok bazuje na reakcjach chemicznych
zachodzacych na styku powierzchni stopu metali a roztworem powtokowym ztozonym gtdwnie z kazeiny
(biopolimeru) oraz NaOH. Wytwarzanie warstw samonaprawialnych wedtug wynalazku nie wymaga
specjalistycznego oprzyrzagdowania i jest mniej energochtonnym, a co za tym idzie mniej kosztownym
procesem otrzymywania. Warstwy samonaprawialne wytwarzane w ten sposob dedykowane s3
zastosowaniom w implantologii (rys. 1). Zjawisko samonaprawiania sie powtoki jest konieczne do opdzniania
procesu degradacji poprzez stopniowe wypetnianie ubytkow powtoki w miejscach ingerencji chlorkow
pochodzacych z ptynow ustrojowych cztowieka. Ponadto samonaprawianie sie powtoki jest pomocne do
zniwelowania skutkow ewentualnych mikrouszkodzen powtoki podczas operacji implantacji.

Proces technologiczny wytwarzania samonaprawialnych warstw
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ODWAZENIE WYTWORZENIE DIP COATING SUSZENIE
ODCZYNNIKOW  KAPIELI PROBEK STOPOW PROBEK STOPOW
POWEOKOWYCH W KAPIELACH POWLECZONYCH
POWLOKOWYCH

Efekt ssmonaprawiania sie wytworzonej warstwy

anurzenie probki stopu Mg pokrytego warstwa na bazie kazeiny w srodowisku symulowanych ptynéw
ustrojowych w temperaturze 37°

Przed zanurzeniem

EHT = 15.00 kV

Mag= 1.00 K X Signal A = SE2 EHT = 15.00 kV

Mag= 100X Signal A= SE2 EHT = 10.00 kV
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